Przedmiot: Fluidyzacja
Kod przedmiotu:WTilCh/lISt/ICh/D5-5

1.

Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudniga i e-mail:
dr inz. Bogdan Ambreek, Zaktad laynierii Procesowej, Informatyki Procesowej i Ochyon
Atmosfery, Instytut laynierii Chemicznej i Proceséw OchroSyodowiska,
e-mail: ambog@ps.pl
Jezyk wyktadowy: polski
Liczba punktéw: 2
Rodzaj studiéw, kierunek, specjalnéé: studia Il stopnia, stacjonarne, kierunekyimeria
Chemiczna i Procesowa, specjditnzynieria procesowa

5. Status przedmiotu dla ww. studiow:obowikzkowy
6. Informacje o formach zaje¢:
Zajecia praktyczne
Sem. Pkt Wyktad Seminarium | Cw/éw. komp. | Laboratoriun Projekt
G/sem| F.z. | G/lsem F.z. | G/sem F.z. | G/sem F.z. | G/sem F.z.
Il 2 15 z 15 Z
Waga 0,6 0,4
Objasnienia Pkt — liczba punktéw, G/sem. — liczba godzin wmestrze, F.z. — forma zaliczenia &aj

(E — egzamin, Z — zaliczenig)w. komp — zajcia w formie¢wiczen, na stanowiskach komputerowych

. Wymagane zaliczenie przedmiotow poprzedzggych (lub okreslenie wymaganej

wiedzy):
Procesy dynamiczne i aparaty, Procesy mechamicarzdzenia

. Program wykfadow

Hydrodynamika ztea fluidalnego. Obliczanie dystrybutoréw gazu. Fékiuidyzacji. Faza
zwarta. Rcherzyki gazowe w ziu fluidalnym. Mieszanie gazu i ciata statego. Wynaa
ciepta pom¢dzy powierzchry i ztozem fluidalinym. Wymiana ciepta i masy w zto
fluidalnym. Zastosowania przemystowe aparatow peezh fluidalnym; procesy suszenia i
adsorpcji, spalanie ¢gla i odpadow statych, procesy karbonizacji i géadiji, reaktory
katalityczne. Zalety i wady aparatow zezam fluidalnym.

. Program zaj¢ praktycznych

Metodyka obliczania i projektowania aparatéw zezein fluidalnym; pedkos¢ krytyczna,
pedkos¢ unoszenia, dystrybutory gazuccherzyki gazowe, opory przeptywu, dobor
wentylatorow. Obliczanie wspotczynnikow wnikamasy i ciepta. Modelowanie wybranych
aparatow ze ziem fluidalnym za pomacprogramoéw POLYMATH i MATLAB.
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